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(57) Resumo: COMPOSICOES DE  REVESTIMENTO
COMPREENDENDO UM ATIVADOR LATENTE PARA A PRODUGAQ
DE SUBSTRATOS A presente invengéo refere-se a uma composicao,
que compreende um ativador latente. Ela também refere-se a um
processo para a preparagdao dessas composi¢des, substratos
revestidos com essas composigdes e um processo para sua
preparagdo, um processo para a preparagao de substratos marcados
usando-se essas composi¢des e substratos marcados obtenivies pelo
Ultimo processo.
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Procisgac

Relatorio Descritivo da Patente de Invengdo para "COMPOSI-
COES DE REVESTIMENTO COMPREENDENDO UM ATIVADOR LATEN-
TE PARA A PRODUCAO DE SUBSTRATOS". -

A presente invengao refere-se a um composi¢ao de revestimento
para a marcagao de substratos, a um processo para a preparacio dessas
composicoes, a substratos revestidos com essas composig:ées € a um pro-
Cesso para a sua preparagao, a um processo para a preparacéo de substra-
tos marcados usando-se essas composicdes, e a substratos marcados obte-
niveis pelo ultimo processo.

Embalagem usualmente necessita ser marcada com a informa-
¢ao tais como logos, cédigos de barra, data de validade ou nimeros de lote.
Um meio de alcancar isso é por revestimento da embalagem com uma com-
posicao, que no tratamento com energia tal como calor forma uma marca
visivel. Quando usando-se irradiagdo de laser como energia, a marca pode
ser ainda tdo pequena que seja invisivel ou quase invisivel ao olho nu.

A WO 02/068205 descreve um método para a mércagéo de um
objeto, em que o objeto compreende ou esta revestido com uma formula
compreendendo um meterial tendo grupos funcionais. tais como compostos
de poliidroxi, e um composto de metal tais como metal alcalino, metal alcali-
no-terroso, éxidos de ferro ou sais e organometalicos. Os dois componentes
reagem na irradiagdo com um laser para formar um produto de cor contras-
tante. |

As composi¢des com base aquosa da WO 02/068205 tem a
desvantagem que elas apenas provéem marcas amarela ou cinza/verde,
mas nenhuma marca preta. Marcas pretas sdo apenas obtidas usando-se
sistemas com base em solvente. Além disso, as composi¢des descritas nio
sao adequadas para o revestimento de papel ou plasticos.

E um objetivo da presente invengado prover composicdes de re-
vestimento adequadas para o revestimento de papel, que fornece marcas
escuras de alta contraste na exposigcdo a energia. ‘

Esses objetivos sdo resolvidos pela composicdo de revestimento

de acordo com a reivindicagdo 1, os processos de acordo com as reivindica-
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-

coes 11,13 e 14, e 0s substratos de acordo com as reivindicagdes 12 e 17.
a composicdo da presente invengao compreende um ativador
latente.
O ativador latente pode ser ou um sél de um &cido e uma amina,

ou um derivado de acido.

O &cido pode ser inorgénico ou organico. Exemplos de acidos
inorgénicos sé@o &cido sulfurico, acido florossulfurico, acido clorossulfurico,
acido nitrosilsulfirico, acido tiossulfurico, acido sulfamico, acido sulfuroso,
acido formamidinassulfinico, acido. nitrico, acido fosférico, acido tiofosférico,
acido fluorofosférico, acido hexafluorofosféfico, acido polifosférico, acido fos-
foroso, acido cion’drico, acido clérico, acido perclérico, acido bromidrico, aci-
do iodidrico e &cido fluoridrico. Exemplos de &cidos organicos sdo acidos
organicos a base de enxofre tais como &cido 4-estirenossulfénico, 4cido p--
toluenossulfénico, acido benzeno sulfénico, acido xileno sulfénico, acido fe-
nol sulfénico, acido metano sulfénico, acido trifluormetano sulfénico, po-
li(acido 4-estireno sulfénico) e copolimeros compreendendo unidades de
acido 4-estireno sulfénico tal como poli(acido co-maléico de &cido
4-estirenossulfonico), acidos organicos a base de fésforo tais como Acido
fenil fosfénico, acido metano fosfénico, acido fenil fosfinico, 2-aminoetil dii-
drogenofosfato, acido fitico, acldo 2-fosfo-L-ascérbico, glicero diidrogenofos-
fato, dietilenotriamina penta(acido metilenofosfénico) (DTPMP), hexamétile-
nodiamina tetra(acido metilenofosfénico) (HDTMP), nitrilotris(acido metileno
fosfénico) e acido 1-hidroxieti|idéno difosfénico, e acidos carboxilicos tais
como &cido tartarico, 4cido dicloroacético, acido tricloroacético, 5cido oxalico
e acido maléico. ,

De preferéncia, o acido é selecionado do grupo que consiste em
acidos inorganicos, acidos organicos a base de enxofre, acidos organicos a
base de fosforo, acidos carboxilicos e misturas dos mesmos. Mais de prefe-
réncia, o acido é selecionado do grupo que consiste em acido sulfurico, tioa-
cido sulfurico, &cido sulforoso, acido fosférico, acido polifosforico, acido fos-
foroso, acido cloridrico, acidos organicos & base de enxofre, acidos organi-

cos a base de fosforo, acidos carboxilicos e misturas dos mesmos. Em uma
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concretizagao mais preferida, o acido é selecionado do grupo que consiste
em acido. sulfdrico, acido cloridrico, poliacidos organicos a base de enxofre e
misturas dos mesmos. Em uma outra concretizagdo mais preferida, o acido é
selecionado de acido fosférico, acido polifosférico, e acidos fosféricos orga-
nicos e misturas dos me‘smos. '

Exemplos de poliacidos organicos a base de enxofre sdo po-
li(acido 4-estireno sulfénico) e copolimeros compreendendo unidades de
acido 4-estireno sulfénico tal como poli(4cido co-maléico de acido
4-estirenossulfénico). Exemplos de A&cidos fosféricbs organicos sdo 2-
aminoetil diid-'rogenofosfato, acido fitico, acido 2-fosfo-L-ascérbico, glicero
diidrogenofosfato, dietilenotriamina penta(écido metilenofosfénico) (DTPMP)
e hexametilenodiamina tetra(acido metilenofosfénico) (HDTMP). '

‘A amina pode ser da férmula NR'R®R®, em que R', R? e R® po- |
dem ser iguais ou diferentes e sédo hidrogénio, Ci.30 alquila, Cy.30 alquenila,
Ca. cicloalquila, Css cicloalquenila, aralquila, aralquenila ou arila, ou R' é
hidrogénio, C.50 alquila, Cs.3p alquenila, Ca.s cicloalquila, Cs.g cicloalquenila,
aralquila, aralquenila ou arila e R* e R®, juntamente com o nitrogénio da ami-
na da férmula NR'RR® formam um anel de 5 a 7 membros, pelo que Ci.5
alquila, C2.30 alquenila, C4. cicloalquila, Cs.s cicloalquenila, aralquila e aral-
quenila podem estar ndo substituidas ou ndo substituidas com NR*R°R®,
imino, ciano, cianamino, hidroxi e/ou Cy.¢ alcoxi, e arila pode estar ndo subs-
tituida ou nao substituida com NR*R®R®, ciano, cianamino, hidroxila, C1.¢ al-
quila, e/ou Cy.4 alcoxi, em que R*, R® e R® podem ser iguais ou diferentes e
sao hidrogénio, C.¢ alquila, C,.g-cicloalquila ou arila.

Exemplos de Cia0 alquivla sdo metila, etila, propila, isopropila,
butila, sec-butila, isobutila, terc-butila, pentila, hexila, hepfila, octila, nonila,
decila, undecila, dodecila, miristila, palmitila, estearila e araquinila. Exemplos
de C2.30 alquenila sao vinila, alila, linolenila, docosaexaenoila, eicosapentae-
noila, linoleila, arachidonila e oleila. Exemplos de Ca.g-ciclalquila s@o ciclo-
pentila e cicloexila. Um exemplo de Csg-cicloalquenila é cicloexenila. Exem-
plos de aralquila sdo benzila e 2-feniletila. Exemplos de arila sdo fenila,

1,3,5-triazinila ou naftila. Exemplos de Cy. alquil sdo metila, etila, propila,
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isopropila, butila, sec-butila, isobutila, terc-butila, péntila, e hexila. Exemplos
de Cy.4 alcOxi sdo metdxi, etdxi, propdxi, isopropdxi e butdxi.

Ci.30 Alquilas preferidas sdo Cy.1¢ alquila, mais preferidas Cj.a0
alquilas sao Cy.6 alquila. Ca.30 Alquenilas preferidas sdo Cs.q9 alquienila, mais
preferida Cz.¢ alquenila. Exemplos de Cy. alquila sdo dados acima. Exemf
plos de Cy.4¢ alquila sdo metila, etila, propila, isopropila, butila, sec-butila,
isobutila, terc-butila, pentila, hexila, heptila, octila, nonila e decila. Exemplos
de C».10 alquenila e Co¢ alquenila s&o vinila e alila. |

Exemplos de aminas da férmula NR'R®R® sdo ammonia,
tris(hidroximetil)aminometano, guanidina, metilamina, etilamina, propilamina,
butilamina, dietilamina, etileno diamina, 1,2-diaminopropano, etanolamina,
trietanolamina, cicloexilamina, 'anilina, melamina, metilolmelamina, pirrol,
morfolina, pirrolidiné e piperidina.

De preferéncia, a amina é da férmula NR'R?R®, em que R’ ¢ hi-
drogénio e R? e R® sdo como definidos acima.

Mais de preferéncia, a amina é da férmula NR'R?R®, em que R’
e R? sd0 hidrogénio e R® é como definido acima.

Com mais preferéncia, a amina é amdnia.

Derivados de acido podem ser ésteres, amidas, anidridos e tio-
ésteres de um acido como definido acima, em que todos os grupos OH &ci-
dos estdo substituidos com OR’, NR®R?, OC(O)R'™ ou SR'!, em que R’, R?, .
R%, R e R'" podem ser iguais ou diferentes e podem ser hidrogénio, C1.s
alquila, Ca30 alquenila, Cag-cicloalquila, Cs.g-cicloalquenila, aralquila, aral-
quenila ou arila, pelo que Ci.3 alquila, Co.30 alquenila, C4.g-cicloalquila, Cs.g-
cicloalquenila, aralquila e aralquenila podem estar substituidas ou ndo subs-
tituidas com NR™R™R™, halogénio, ciano, hidréxi e/ou Ci. alcoxi, e arila
pode estar ndo substituida ou ndo substituida com NR'?>R'R'™ halogénio,
ciano, hidroxila, C1.¢ alquila, e/ou Ci.¢ alcoxi, pelo que R'2, R™ e R™ podem
ser iguais ou diferentes e sao hidrogénio, C+.¢ alquila, C4.g-cicloalquil ou arila,
com a condigéo de que R’ ndo seja hidrogénio.

EXEMPLOS DE HALOGENIOS SAQ CLORO E BROMO
Exemplos de derivados de 4acido sdo éster de &cido etil p-
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toluenossulfénico, éster de &cido cicloexil p-toluenbssulfc‘)nico, dimetil hidro-
génio fosfonato, dimetil metil fosfonato e trimetilfosfato. v

Derivados preferidos de acido. sdo ésteres de um acido como
definido acima, em que todos os grupos OH &cidos estdo substituidos com
OR’. ‘

De preferéncia, o ativador latente é um sal de um 4acido e uma
amina.

-De preferéncia, a composigao também compreende um solven-
te. O solvente pode ser &4gua, um solvente orgénico, um mondémero liquido
ou misturas dos mesmos. De preferéncia, o solvente é dgua, um solvente
organico ou misturas dos mesmos. '

Exemplos de solventes orgéanicos sdo Cy.4 alcandis, Cs.4 polidis,
Cs.6 cetonas, Cye éteres, Co3 nitrilas, nitrometano, dimetilsulféxido, dimetil-
formamida, dimetilacetamida, N-metil pirrolidona e sulfolano, pelo que Cy4
alcandis e C,.4-polidis podém estar substituidos com Cy.4 alcoxi. Exemplos
de Cy.4 alcanodis sdo metanol, etanol, propanol, isopropanol ou butaan, iso-
butanol, sec-butanol e terc-butanol. Exemplos de seus derivados de C;.4 al-
cOxi sdo 2-etoxietanol e 1-metdxi-2-propanol. Exemplos de C,.4 polidis sdo
glicol e glicerol. Exemplos de Cz¢ cetonas sdo acetona e metila etil cetona.
Exemplos de Cy éteres are dimetoxietano, diisopropiletila e tetraidrofurano.
Um exemplo de uma C..3 nitrila e acetonitrila. |

Mais de preferéncia, o solvente é agua ou uma mistura de agua

€ um solvente organico.

De preferéncia, o solvente orgénico ¢é selecionado do grupo que
consiste em Cy.4 alcandis, Cop.4-polidis, Cs.g-cetonas, dimetilformamidé e di-
metilacetamida, pelo que Ci.4 alcandis e C..4-polidis podem ser substituidos
com Cy.4 alcoxi. ‘

De preferéncia, a razédo de égua/solvehte organico da mistura de
agua e solvente orgénico é pelo menos 0,5/1, e mais de preferéncia, pelo
menos 1/1.

MAIS DE PREFERENCIA, O SOLVENTE E AGUA

De preferéncia, a composicdo da presente invengdo também
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compreende um aglutinante polimérico.

Exemplos de aglutinantes poliméricos sdo polimeros de acrilico,
polimeros de estireno e seus produtos hidrogenados, polimeros de vinila e
seus derivados, poliolefinas e -seus prddutos epoxidados ou hidrogenados, -
polimeros dé aldeido, polimeros de epdxido, poliamidas, poliésteres, poliure-
tanos, polimeros a base de sulfona e polimeros naturais e seus derivados. O
aglutinante polimérico pode também ser uma mistura de aglutinantes polimé-
ricos. Também pode ser uma mistura de mondémeros liquidos e um fotoinici-
ador adequado que forma um dos aglutinantes poliméricos listados acima
sob irradiacdo de UV depois do revestimento. Nesse caso, os monémeros
funciionam como um solvente.

Polimeros de acrilico sdo polimeros formados a parﬁr de pelo
menos um mondmero de acrilico ou a partir de pelo menos um mondmero
de acrilico e pelo menos um outro polimero etilenicamente insaturado tal
como um mondémero de estireno, monémero de vinila, monémero de olefina
ou mondémero maléico. ‘

Exemplos de monémero de acrilicos sédo acido (met)acrilico ou
sais do mesmo, (met)\acrilamida, (met)acrilonitrila, C1.¢ alquil (met)acrilatos
tal como etil (met)acrilato, butil (met)acrilato ou hexil (met)acrilato, 2-etilexil
(met)acrilato, C1.¢ alquil (met)acrilatos substituidos tais como glicidil metacri-
lato e acetoacetoxietii metacrilato, di(Ci.4 alquilamino)C4.¢  alquil
(met)acrilatos tal como dimetilaminoetil acrilato ou dietilaminoetil acrilato,
amidas formadas a partir de C.¢ alquilaminas, C1.¢ alquilaminas substituidas
tal como acido 2-amino-2-metil-1-propano sulfénico, sal de aménio, ou
di(C4.4 alquilamino)C.¢ alquilaminas e seus produtos‘de adicao de Cy.4 alquil
haleto e acido (met)acrilico. _

Exemplos de mondémero de estirenos sdo estireno, 4-
metilestireno e 4-vinilbifenila. Exemplos de mondémeros de vinila s@o alcool
vinilico, cloreto de vinila, cloreto de vinilideno, éter de isobutila de vinila e
acetato de vinila. Exemplos de monémero de olefinas sdo etileno, propileno,
butadieno e isopreno e seus derivados clorados ou fluorados tal como tetra-
fluroetileno. Exemplos de mondmeros maléicos sdo acido maléico, anidrido
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maléico e maleimida.

Exemplos de polimeros de acrilico sdo poli(metil metacrilato) e
poli(butil metacrilato), bem como copolimeros de. acrilico carboxilados como
vendidos, por exemplo, pela Ciba sob as marcas registradas Ciba® Glas-
col® LE15, LS20 e LS24, estireno acrilico copolimeros como vendido por
exemplo por Ciba sob as marcas registradas Ciba® Glascol® LS26 e Ciba®
Glascol® C44, e polimeros de acido poliacrilico como vendido, por exemplo,
pela Ciba sob a marca registrada Ciba® Glascol® E11.

Polimeros de estireno sdo polimeros formados a partir de pelo
menos um mondémero de estireno e pelo menos um mondémero de vinila,
mondmero de olefina e/ou mondmero maléico. Exemplos de polimeros de
estireno sdo polimeros por blocos de estireno butadieno estireno, polimeros
pdr blocos de estireno etileno butadieno, polimeros por blocos de estireno
etileno propileno estireno e copolimeros de estireno- anidrido-maléico.

Polimeros de vinila sdo polimeros formados a partir de pelo me-
nos um mondmero de vinila ou a partir de pelo menos um mondémero de vini-
la e pelo menos um mondémero de olefina ou monémero maléico. Exemplos |
de polimeros de vinila séo policloreto de vinila, alcool polivim’liéo, polivihilace-
tato, acetato de polivinila parcialmente hidrolisado e copolimeros de éter de
metil venila-anidro maléico. Exemplos de seus derivados sdo alcool polivini-
lico modificado por carbéxi, dlcool polivinilico modificado por acetoacetila,
alcool polivinilico- modificado por diacetona e alcool polivinilico modificado
por silicio.

Poliolefinas sdo polimeros formados a partir de pelo menos um
mondmero de olefina ou a partir de pelo menos um monémero de olefina ou
mondmero. maléico. Exemplos de poliolefinaas séo polietileno, polipropileno,
polibutadieno e copolimero de isopropileno-anidro maléico.

Polimeros de aldeido sdo polimeros formados a partir de pelo
menos um polimero ou mondémero de aldeido e pelo menos um polimero ou
mondmero de &lcool, mondémero de ‘amina ou polimero e/ou monémero de
uréia ou polimero. Exemplos de monémeros de aldeido sdo formaldeido,

furfural e butiral. Exemplos de monémeros alcodlicos sdo fenol, cresol, re-
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sorcinol e xilenol. Um exemplo de polidlcool é polialcool vinilico. Exemploé
de mondmero de aminas sao anilina e melamina. Exemplos de monémeros
de uréia sdo uréia, tiuréia e diciandiamida. Um exemplo de um polimero de
aldeido é polivinil butiral formados a partir de butiral e alcool polivinilico. »

_ Polimeros de epdxido sdo polimeros formados a partir de pelo
menos um mondmero de epdxido e pelo menos um mondémero de alcool
e/ou monémero de amina. Exemplos de mondmero de epoxidos sdo epiclo-
ridrina e glicidol. Exemplos de mondmeros alcodlicos séo fenol, cresol, re-
sorcinol, xilenol, bisfenol A e glicol. Um exemplo de polimero de epéxido é
resina de fenoxi, que é formada a partir de epicloriidrina e bisfenol A.

Poliamidas sao polimeros formados a partir de pelo menos um
mondmero tendo um grupo amida ou um amino bem como um grupo carbéxi
ou a partir de pelo menos um monémero tendo dois grupos amino e pelo
menos um mondmero tendo dois grupos carboxi. Um exemplo de a moné-
mero tendo um grupo amida é caprolactama. Um exemplo de uma diamina é
1,6-diaminoexano. Exemplos de acidos dicarboxilicos sé@o acido adipico, aci-
do tereftalico, acido isoftélico e acido 1,4-naftalenodicarboxilico. Exemplos
de poliamidas s@o poliexametileno adipamida e policaprolactama.

Polimeros de poliésteres formados a partir de pelo menos um
mondmero tendo um hidréxi bem como um grupo carbdxi ou a partir de pelo
menos um mondmero tendo dois grupos hidroxi e pelo menos um mondémero
tendo dois grupos carbdxi ou um grupo lactona. Um exemplo de um moné-
mero tendo um hidroxi bem como um grupo carbdxi é acido adipico. Um e-
xemplo de um diol é etileno glicol. Um exemplo de um monémero tendo um
grupo lactona é carprolactona. Exemplos de &cidos dicarboxilicos sdo acido
tereftalico, acido isoftalico e acido 1,4-naftalenodicarboxilico. Um exemplo de
um poliester é polietileno tereftalato. Resinas alquidicas assim chamadas
sao também considerados para pertencer a polimeros de poliéster.

Poliuretano s&@o polimeros formados a partir de pelo menos um
mondémero de diisocianato e pelo menos um mondémero de poliol e/ou poli-
mondmero de amina. Exemplos de mondémero de diisocianatos sdo diisocia-

nato de hexametileno, diisiocianato de tolueno e diiscocianato de difenilme-
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tano.

Exemplos de polimeros a base de sulfona séo poliarilsulfona,
poliéteresulfona, polifenilsulfona e polissulfona. Polissulfona é um polimero
formado a partir de 4,4-diclorodifenil sulfona e bisfenol A.

Exemplos de polimeros naturais sdo amido, celulose, gelatina,
caesina e borracha natural. Exemplos de derivados sdo amido oxidado, co-
polimeros de enxerto de amido-acetato de vinila, hidroxietil celulose, hidroxi-
propil celulose, metil celulose, etil celulose, carboximetil celulose e acetil ce-
lulose. |

Os aglutinantes poliméricos sdo conhecidos na técnica e podem
ser produzidos por métodos conhecidos, por exemplo, por polimerizacdo
partindo de monémeros adequados.

De preferéncia, o aglutinante polimérico é selecionado do grupo
que consiste em polimeros de acrilico; polimeros de estireno, polimeros de
vinila e seus derivados, poliolefinas, poliuretanos e polimeros naturais e seus
derivados.

Mais de preferéncia, o aglutinante polimériéo e selecionado do
grupo que consiste em polimeros de acrilico, copolimeros de estireno buta-
dieno, copolimeros de estireno-anidro maléﬁico, polialcool vinilico, poliacetato
de vinila, acetato de polivinila parcialmente hidrolisado, copolimeros de éter
de metil venila-anidro maléico, alcool polivinilico modificado por carbéxi, al-
cool polivinilico modificado por acetoacetila, dlcool polivinilico modificado por
diacetona e alcool polivinilico modificado por silicio, copolimero de isopropi-
leno-anidro maléico, poliuretano, celulose, gelatina, caesina, amido oxidado,
copolimeros de enxerto de amido-acetato de vinila, hidroxietil celulose, metil
celulose, etil celulose, carboximetil celulose e acetil celulose.

Mais de preferéncia, o aglutinante polimérico é polidlcool vinilico
ou um polimero de acrilico como vendido, por exemplo, pela Ciba sob a
marca registrada Ciba® Glascol® tal como Ciba® Glascol® LE15, LS26, E11
ou C44. Ciba® Glascol® LS 26 é um polimero de revestimento de nucleo
que consiste em 70 partes em peso 55/45 (p/p) de copolimero de estirenb/

acrilato de 2-etilexila, que funciona o polimero de nicleo, e 30 partes em
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peso de copolimero de estireno/acido -acrilico copolimer, que funciona como
o polimero de revestimento. o

De preferéncia a composicdo da presente invencdo também
compreende uma composi¢édo de formagdo de carvdo. Uma composicéo de:
formagdo de carvdo ¢ um composto que forma carvdo no tratamento com
energia. Em geral, uma composigao de formagéo de carvdo é de alto teor de
carbono e de oxigénio.

Exemplos de compostos de formagédo de carvdo sdo carboidra-
tos tais como monossacarideos, dissacarideos e polissacarideos, e seus
derivados em que o grupo carbonila foi reduzido a um grupo hidroxila, alco-
ois de agucar assim chamados.

Exemplos de monosacarideos sdo glicose, manose, galactose,
arabinose, fructose, ribose, eritrose e xilose. Exemplos de disacarideos sao
maltose, celobiose, lactose e sacarose. Exemplos de polisacarideos sdo ce-
lulose, amido, goma arabica, dextrina e ciclodextrina. Exemplos de &lcoois
de aglcar sdo meso-eritritol, sorbitol, manitol e pentaeritritol.

Compostos preferidos de formagao de carvdo sdo monosacari-
deos e disacarideos. Mais compostos preferidos de formagao de carvdo séo
sacarose e galactose. O composto de formagao de carvdo mais preferido é
sacarose. De preferéncia, a composigdo da presente invengéo pode também
compreender componentes adicionais.

~ Os componentes adicionais que podem ser incluidos na compo-
sicao de revestimento podem ser qualquer componente adequado para o
aperfeicoamento de desempenho da composigdo. O componente adicional
pode ser um componente que absorve a energia incidente e tranfere essa
energia para o sistema termicamente ou de outra maneira tal como absorve-
dor de IV ou absorvedor IV. Exemplos de outros tipos de componentes adi-
cionados sdo pigmentos, bases, estabilizadores, antioxidantes, modificado-
res de reologia, agentes de umectacgéo, biocidas, "taggants" e supressores
de fumaga. "Taggants" sdo varias substancias adicionadas a um produto
para indicar sua fonte de fabricacao.

De preferéncia, a composigdo de revestimento ndo contém um
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corante ou um formador de cor.

Um exemplo de um absorvedor de UV é 2-hidroxi-
4-metoxibenzofenona.

Absorvedores de IV pode ser organicos ou inorganicos. Exem-
plos de absorvedores de IV organicos sao trifenil fosforotionatos alquilados,
por exemplo, como vendido sob a marca registrada Ciba® Irgalube® 211 ou
Carbon Black, por exemplo como vendido sob a marca registradas Ciba®
Microsol® Black 2B ou Ciba® Microsol® Black C-E2.

Exemplvos de absorvedores de IV inorganicos sao 6xidos, hidro-
xidos, sulfetos, sulfatos e fosfatos de metais tais como cobre, bismuto, ferro,
niquel, estanho, zinco manganés, zirconio e antiménio incluindo mica dopa-
da com Oxido de antiménio(V) oxide e mica dipada com dxido de esta-
nho(lV).

Pigmentos podem ser adicionados como absorvedores de IV
inorganicos, para o contraste aumentado entre areas transformadas em i-
magem e nao transformadas com imagem ou como uma caracteristica de
seguranca. _

Exemplos de pigmentos que funcionam como absorvedores de
IV inorgénicos sdo caulin, caulin calcinado, mica, 6xido de aluminio, hidréxi-
do de aluminio, silicatos de aluminio, talco, silica amorfa, diéxido de silicio
coloidal. |

Exemplos de pigmentos que podem ser adicionados para o con-
traste aumentado entre area transformada em imagem e ndo imagem sao
didxido de titanio, carbonato de calcio, sulfato de bario, resina de poliestire-'
no, resina de uréia-formaldeido, pigmento de plastico ocd.

Exemplos de pigmentos que podem ser adicionados como uma
caracteristica de seguranga sdo pigmentos fluorescente ou pigmentos mag-
néticos. '

Bases podem ser adicionadas a fim de ajustar o pH da composi-
¢ao. Bases adequadas sdo hidréxidos de metal alcalino e alcalino-terroso,
ou aminas da féormula NR'R?R®, em que R, R? e R® sdo0 como definidos aci-
ma. Exemplos de hidréxidos alcalinos sdo hidréxido de sédio ou hidréxido de
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potassio.

Exemplos de modificadores de reologia sao goma de xantano,
metilcelulose, hidroxipropil metilcelulose, ou polimeros de acrilico tais como
vendidos sob as marcas registradas Ciba® Rheovis® 112, Ciba® Rheovis®
132 e Ciba® Rheovis® 152. |

Um exemplo de um agente de umectagio é Ciba® lrgaclear® D,
um agente de clarificagdo a base de sorbitol. |

Exemplos de biocidas sdo Acticide® MBS, que inclui uma mistu-
ra de clorometil isotiazolinona e metil isotiazolinona, Biocheck® 410, que
inclui  uma combinagdo de 2-dibromo-2,4-dicianobutano e 1,2-
benzisotiazolin-3-ona, Biochek®721M, que inclui uma mistura de 1,2-
dibromo-2,4-dicianobutano e 2—bromo-2-nitro-1,3-propandio| e Metasol®TK
100, que inclui 2-(4-tiazolil)-benzimidazol.

Um exemplo de um supressor de fumaga é octamolibdato de
aménio.

Os revestimentos formados pela composigéo de revestimentos
da presente invengdo podem ser revestidos com uma camada de laminado
ou de verniz de impressdo sobreposta. Se o material da carhada de lamina- -
do ou do verniz de impressdo sobreposta for selecionado de modo que ele
ndo absorva no comprimento de onda do laser de formagdo de imagem en-
tao o revestimento sensivel a laser pode ser transformado em imagem atra-
vés da camada de laminado sem danificar ou marcar o laminado. Também o
laminado ou o verniz de impressdo sobreposta é de modo ideal escolhido
que nao resulte em coloragao do revestimento antes do tratamento com e-
nergia.

a composicao da presente invencdo pode compreender de 1 a

- 50%, de préferé_ncia de 1 a 40%, mais de preferéncia, de a to 30%, com

mais preferéncia de 5 to 25% em peso do ativador latente com base no peso
da composigéao total.

| a composigao da presente invengdo pode compreender de 10 a
95%, de preferéncia de 10 a 90%, e mais de preferéncia de 10 a 80% em
peso do solvato com base no peso da composicao total.
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a composi¢do da presente invengdo pode compreender de 1 a
80%, de preferéncia de 1 a 70%, mais de preferéncia de 1 a 60% e com
mais preferéncia de 1 a 50%em peso seco do aglutinante polimérico éom
base no peso da composigao total.

_ a composicao da presente invengdo pode compreender de 0 a
50%, de preferéncia de 0 a 40%, mais de preferéncia de 1 a 30% e com
mais preferéncia de 1 a 20% em peso do composto formador de carvio com
base no peso da composicao total.

a composicao da presente invengao pode compreender de 0 a
30%, de preferéncia de 0 a 20%, mais de preferéncia de 0 a 10% em peso
dos componentes adicionais com base no peso da composicéo total.

a composigao da presente inven¢do pode consisitir de 1 a 50%
em peso do ativador latente, .10 to 95% em peso do solvato, de 1 a 80% em
peso do aglutinante polimérico, de 0 a 50% em peso do composto formador
de carvao e de 0 a 30% em peso dos componentes adicionais, todos com
base no peso da composicio total. ‘

De preferéncia, a composigéo da presente invencdo pode consi-
sitir de 1 a 40% em peso do ativador latente, de 10 a 90% em peso do solva-
to, de 1-a 70% em peso do aglutinante polimérico, de 0 a 40% em peso do
composto formador de carvdo e de 0 a 20% em peso dos componentes adi-
cionais, todos com base no peso da composigéo total. - |

Mais de preferéncia, a composi¢do da presente invencdo pode
consisitir de 1 a 30% -em peso do ativador latente, de 10 a 80% em peso do
solvato, de 1 a 60% em peso do aglutinante polimérico, de 1 a 30% em peso
do composto formador de carvdo e de 0 a 10% em peso dos componentes
adicionais, todos com base no peso da composi¢éo total.

Mais de preferéncia, a composicdo da presente invengao pode
consisitir de 5 a 25% em peso do ativador latente, de 10 a 80% em peso do

~ solvato, de 1 a 50% em peso do aglutinante polimérico, de 1 a 20% em peso

do composto formador de carvdo e de 0 a 10% em peso dos componentes
adicionais, todos com base no peso da composicao total.
Também parte da invengdo é um processo para a preparacao da
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composi¢cao da presente invengdo processo esse que compreende mistura
de um ativador latente e um solvente. _

Se o ativador latente for um sal de um &acido e amina, o ativador
latente pode também ser formado in situ por mistura do acido e da amina.

De preferéncia, o processo compreende mistura de um ativador
latente, um solvente e um aglutinante polimérico.

Mais de preferéncia, 0 processo compreende mistura de um ati-
vador latente, um solvente, um aglutinante polimérico e uma composi¢éo de
formagao de carvao.

Toda a parte da invencdo tem um substrato revestido com a
composigao de revestimento da presente invencgéo. ,

O substrato pode ser uma folha ou qualquer outro objeto tridi-
mensional, pode ser transparente ou opaco e pode ter uma superficie uni-
forme e ndo uniforme. Um exemplo de um substrato tendo uma superficie
nao uniforme é saco de papel enchido, tal como saco de papel de cimento.

O substrato pode ser produzido a partir de papel, papeldo, metal, madeira,

~ téxteis, vidro, ceramicas e/ou polimeros. O substrato pode também ser um.

comprimido farmacéutico ou géneros alimenticios. Exemplos de polimeros
sao polietileno tereftalato, polietileno de baixa densidade, polipropileno, poli-
propileno bialxialmente orietando, poliéter, poliéster e poliestireno de policlo-
reto de vinila. De preferéncia, o substrato é produzido a partir de papel, pa-
peldo ou polimero. |

Se o substrato ndo absorve irradiagdo de IV, por exemplo se o
substrato for pelicula de poliéster, pode ser aconselhavel incluir um absorve-
dor IV ou um pigmento que age como um absorvedor IV na composi¢do de
revestimento.

A espessura do revestimento usualmente escolhido esta na faixa
de 0,1 a 1000 um. De preferéncia, esta na faixa de 1 a 500 um. Mais de pre-
feréncia, esta na faixa de 1 a 200 um. Com mais preferéncia, esta na faixa
de 1-20 um.

Um outro aspecto da presente invengdo ¢ um processo para a

preparacao de um substrato revestido, que compreende a etapa de revesti-
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mento de um substrato com a composigédo da presente invengéo.

O substrato pode ser revestido com a composi¢do da presente
invengao por uso de uma aplicagdo de revestimento padrdo, aplicacdo por
rotagao, aplicag@o por spray, aplicagéo de cortina, aplicacdo por imersdo,
aplicagao de ar; aplicagdo de faca, aplicagdo de lamina ou aplicagdo por ro-
los. a composicdo pode também ser aplicada ao substrato por varios méto-
dos de impress&o tais como impressdo processo de silk screen, impess&o
de gravura, impressao por offset e impressao flexo. Se o substrato for papel,

a composicdo pode também ser aplicada na prensa de tamanho ou na ex-

- tremidade umida da maquina de papel.

a composicao de revestimento pode ser seca, por exemplo, a
temperatura ambiente ou elevada. A temperatura elevada é de modo ideal
escolhida para evitar a formagéo de imagem antes da exposicdo a energia.

Também parte da invengdo € um processo para a preparacéo de
um substrato marcado, que compreende as'etapas de i) revestimento de um
substrato com a composi¢do da presente invengao, e ii) exposicdo dessas
partes do substrato revestido, onde uma marcagéo é pretehdida, a energia a
fim de gerar uma marcacgéo.

A energia pode ser energia térmica ou qualquer outra energia,
que fornece uma marcagdo quando aplicada ao substrato revestido com a
composicéo da presente invengdo. Exemplos de tal energla séo uradvagao
de UV, de 1V, visivel ou de microonda.

A energia pode ser aplicada ao substrato revestido por qualquer
meio adequado, por exemplo, o calor pode ser aplicado por uso de impres-
sora térmica e a irradia¢éo de UV, visivel e de IV pode ser aplicada por uso
de laser de UV, visivel ou IV. Exemplos de laser de IR sdo laser de COg, la-
ser de Nd:YAG e laser de semicondutor de IV.

De preferéncia, a energia ¢ irradiagdo de IV. Mais de preferén-

cia, a energia ¢ irradiagdo de IV tendo um comprimento de onda na faixa de

780 a 1.000.000 nm. Ainda mais de preferéncia, a energia é irradiagao de IV

gerada por um laser de CO; ou um laser de Nd:YAG. Mais de preferéncia, a

energia é irradiagao de IV gerada por um laser de CO, tendo um comprimen-
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to de onda de 10.600 nm.

Tipicamente a poténcia exata do laser de IV e a velocidade de
linha é determinada pela aplicagdo e escolhida como sendo suficiente para
gerar a imagem, por exemplo, quando o comprimento de onda de laser de IV
é de 10.600 nm e o didmetro do feixe de laser é de 0,35 mm, a poténcia é
tipicamente de 0,5 a 4 W, e a velocidade de linha é tipicamente de 300 a
1.000 mm/s.

Ainda um outro aspecto da invengéo é o substrato marcado, que
é obtido pelo processo acima. ,

a composigcao de revestimento da presente invengédo tem a van-
tagem que é adequada para o revestimento de‘papel que mesmo cComposi-
¢Oes de base aquosa fornecem marcagoes escufas de alto contraste na ex-
posicao a energia. Além disso, as marcagdes séo de alta durabilidade e boa
resisténcia a luz e no caso de composigdes de base aquosa apenas incluem
compostos ndo perigosos e assim sio adequados para aplicagdes alimentn’-l
cias e de farmaco. No caso de revestimentos semitransparentes serem for-
mados, esses nao afetam a tonalidade ou aparéncia do papel colorido como
substrato. ;

EXEMPLOS
EXEMPLO 1A

PREPARACAO DE CIBA® GLASCOL® LS26

Acetato de butila (250 g) é carregada a um reator e é aquecida
até o refluxo (125 °C). Perbenzoato de terc-butila (7,8 g) é adicionado ao
reator. Uma alimentagdo de mondmero consiste em estireno (162,5 g) e
acido acrilico glacial (87,5 g) é preparado. Uma alimentagdo de iniciador
consiste em terc-butil-perbenzoato (23,4 g) é preparada. A aliméntagéo de
mondmero € adicionada ao reator no periodo de 5 horas e a alimentacao de
iniciador € adicionada ao reator no periodo de 5,5 horas. Uma vez que ali-
mentagoes sdo completadas, a mistura de reagdo é mantida por uma outra 1
hora a 125°C. Uma mistura de 20% em peso de aménia aquosa (100 g) e
agua (700 g) é adicionada ao reator enquanto separacgao por destilacdo de
acetato de butila. O destilado é separado e a agua retorna para o reator € 0
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acetato de butila para o recipiente. A temperatura da mistura de reacgao cai
para 93°C durante destilacéo e se eleva para 100°C quando todo o acetato
de butila foi removido. Quando ‘destilagdo estava compelta, a mistura de rea-
cao é resfriada para abaixo de 40°C, a solugdo obtida de 65/35 (p/p)
estireno/acido acrilico, sal de amonio é ajustado para 25% em peso de teor
de sdlido e pH 9,0.

Os 25% em peso de solugdo aquosa de copolimero de sal de
amonio, estireno/acido acrilico (576 g) e agua (71 g) é carregada a um
reator, aquecidos até 85°C e desgaseificados com nitrogénio por 30 minutos.
Persulfato de aménio (0,5 g) é adicionado. Uma alimentacdo de mondémero
consiste em estireno (184,8 g) e acrilato de 2-etilexila (151,2 g) é preparada.
Uma alimentagdo de iniciador consiste em persulfato de aménio (1,5 g) e
agua (15,0 g) é preparada. A alimentagdo de mondmero é adicionada ao
reator no ben’odo de 3 horas e a alimentagdo de iniciador é adicionada ao

reator no periodo de 4 horas. A temperatura da mistura de reagao € mantida

-a 85°C durante polimerizagdo. Uma vez que alimentacdes sdo completadas,

o conteudo é mantido por uma outra 1 hora a 85°C antes de ser resfriado
para baixo de 40°C e Acticide® LG, um biocida contendo isotiazolonas de
metila cloradas ou néo cloradas, (0,9 g) € adicionado. O polimero de reves-
timento de nucleo obtido, Ciba® Glascol® LS26, consiste em 70 partes em
peso 55/45 (p/p)copolimero de estireno/2-etilexil acrilato, que funciona como
o polimero de nucleo, e 30 partes em peso 65/35 (p/p) copolimero de sal de
amonio, estireno/acido acrilico que funciona como o polimero de revestimen-
to. Ciba® Glascol® LS26 é obtida como uma emulsdo tendo um teor de soli- |
do de cerca de 46% (p/p), um pH de 8,5 e uma viscosidade de 25°C (Brook-
field 20 rpm) de 700 mPa x s.
EXEMPLO 1B
PREPARACAO DE UM AGLUTINANTE DE ACRILICO

A um pote de resina de 1 litro equipado com agitador mecanico,

condensador, entrada de nitrogénio, sonda de temperatura e entradas de
alimentacé@o foram colocados 98,9 g de 4gua e 483,9 g de Joncryl® 8078,

uma 'solugao de um sal de aménio de um copolimero de estireno acrilico de
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baixo peso molecular. O cotetdo foi aquvecido até 85°C e foi desgaseificado
com nitrogénio por 30 minutos. Uma fase de monémero foi preparada por
mistura de 192,5 g de estireno com 157,5 g de 2-etilexil acrilato . Uma ali-
mentagao de iniciador foi preparada por dissolUgéo de 1,97 g de persulfato
de aménio em 63,7 g agua. Quando o reator foi a temperatura e foi desga-
seificado, 0,66 g de persulfato de aménio foi adicionado ao reator. Depois de
2 minutos as alimentagdes de monémero e de iniciador foram iniciadas a-
propriadas para uma alimentagdo de 3 e 4 horas, respectivamente. O conte-
udo do reator foi mantido a 85°C através de todas as alimentagdes. Depois
da concluséo das alimentagées, o contetido do reator foi mantido por mais 1
hora a 85°C antes de ser resfriada para baixo de 40°C ponto esse que 0,9 ¢
de Acticide LG, um biocida contendo isotiazolonas de metila cloradas ou nio
cloradas, foi adicionado. Isso resultou em um polimero de emulsdo de 49,2%
de solidos, pH 8,3 e uma viscosidade Brookfield RVT de 1100 cPs.
EXEMPLO 2

| Sulfato de aménio (3,0 g) e p-(+)-sacarose (3,0 g) sdo dissolvi-
dos em &gua (8,5 g). Ciba® Glascol® LS26 (9,5 ), preparado como descrito
no exemplo 1, é adicionado e a emulsdo branca resultante.é agitada por 2
horas. a composicdo de revestimento é entdo aplicada por uma barra de re-
vestimento de 12 um sobre papel revestido e plano para fornecer um reves-
timento semitransparente e transformado em imagem usando-se um laser de.
CO; IV (comprimento de onda: 10.600 nm, poténcia: de 0,5 a 4 W, didmetro
de feixe de laser': 0,35 mm, velocidade de linha de 300 a 1000 mm/s) para
fornecer uma marcacgéo preta
EXEMPLO 3 J

Cloreto de aménio (3,0 g) e D-(+)-sacarose (3,0 g) sao dissolvi-

dos em agua (8,5 g). Ciba® Glascol® LS26 (9,5 g), preparado como descrito
no exemplo 1, é entdo adicionado e a emulsdo branca resultante é agitada
por 3 horas. A formulagdo de revestimento é entdo aplicada por uma barra
de revestimento de 12 um sobre papel revestido e plano para fornecer um
revestimento opaco e transformado em imagem usando-se um laser de IV
de COz (comprimento de onda: 10.600 nm, poténcia: de 0,5 a 4 W, diametro
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de feixe de laser: de 0,35 mm, velocidade de linha de 300 a 1000 mm/s) pa-
ra fornecer uma marcacao escura de alto contraste.
EXEMPLO 4

Fosfato de diidrogénio de éménio (3,0 g) e D-(+)-sacarose (3,0 g)
sao dissolvidos em agua (8,5 g). Ciba® Glascol® LS26 (9,5 g), preparado
como descrito no éxemplo 1, é entdo adicionado e a suspensao branca re-
sultante € agitada por 2 horas. A formulagéo de revestimento é entdo aplica-
da por uma barra de revestimento de 12 um sobre papel revestido e plano
para fornecer um revestimento opaco e transformado em imagem usando-se
um lase IV de CO; (comprimento de onda: 10.600 nm, poténcia: 0,5 a 4 W,
diametro de feixe de laser: 0,35 mm, velocidade de linha de 300 to 1000
mm/s) para fornecer uma marcagéo escura de alto contraste. |
EXEMPLO 5 .

Uma solucdo de 30% em peso de poli(4-estireno de aménio-
acido sulfénico) em agua (10,0 g) e D-(+)-sacarose (3,0 g) sdo dissolvidos
em agua (1,5 g) para formar uma solucéo laranja. Ciba® Glascol® LE15
(4,75 @), que é uma emulsdo aquosa de um copolimero de acrilico carboxi-
lado tendo um teor de sélido de 60% em peso, um pH de 3 a 4 e uma visco-
sidade de 20°C (Brookfield 20 rpm) de 200 mPa x s, é diluida por adigao de
agua (4,75 g) e é entdo adicionada lentamente a essa solugdo laranja e a
emulsdo laranja palida resultanté é agitada por 1 hora. A formulagéb de re-
vestimento é entdo aplicada por uma barra de revestimento de 12 um sobre
papel plano, papel revestido e pelicula de tereftalato de polietileno para for-
necer um revestimento transparente e transformado em imagem usando-se
um lase de IV de CO; (comprimento de onda: 10.600 nm, poténcia: de 0,5 a
4 W, diémetro de feixe de laser: de 0,35 mm, velocidade de linha de 300 a
1000 mm/s) para fornecer uma marcacao escura de alto contraste.
EXEMPLO 6

Uma solugdo de 30% em peso de poli(4-estireno de aménio-
acido sulfénico) em agua (10,0 g), sulfato de amédnio (2,25 g) e D-(+)-
sacarose (2,25 g) sdo dissolvidos em agua (4,75 g) para formar uma solugcao
laranja. Ciba® Glascol® LE15 (4,75 g), que é uma emulsédo aquosa de um
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copolimero de acrilico carboxilado tendo um teor de sélido de 60% em peso
de, um pH de 3 a 4 e uma viscosidade de 20°C (Brookfield 20 rpm) de 200
mPa x s, é entdo adicionado lentamente a essa solugao laranja e a emulséo
laranja pélida resultante é agitada por 1 hora. A fdrmulagéo de revestimento
é entdo aplicada por uma barra de revestimento de 12 um sobre papel pla-
no, papel revestido e pelicula de tereftalato de polietileno para fornecer um
revestimento transparente e transformado em imagem usando-se um laser
de IV de CO; (comprimento de onda: 10.600 nm, poténcia: de 0,5 a 4 W,
didametro de feixe de laser: de 0,35 mm, velocidade de linha de 300 a 1000

mm/s) para fornecer uma marcagao preta.

- EXEMPLO 7

Uma solugdo de 30% em peso de poli(4-estireno de amdnio-
acido sulfénico) em agua (10,0 g), sulfato de aménio (2,25 g) e glucose (2,25
g) sao dissolvidos em égda (4,75 g) para formar uma solugdo laranja. Ciba®
Glascol® LE15 (4,75 g), que é uma emulsdo aquosa de um copolimero de
acrilico carboxilado tendo um teor de sélido de 60% em peso, um pH de 3 a
4 e uma viscosidade de 20 °C (Brookfield 20 rpm) de 200 mPa x s, é entdo
adicionado lentamente a essa solugdo laranja e a emulso laranja palida
resultante é agitada por 1 hora. A formulagédo de revestimento é entéb apli-
cada por uma barra de revestimento de 12 um sobre papel plano, papel re-
vestido e pelicula de tereftalato de polietileno para fornecer um revestimento
transparente e transformado em imagem usando-se um laser de IV de CO»
(comprimento de onda: 10.600nm, poténcia: de 0,5 a 4 W, diametro de feixe
de laser: 0,35 mm, velocidade de linha de 300 a 1000 mm/s) para fornecer
uma marcacao preta.
EXEMPLO 8

Sulfato de aménio (2,25 g), uma solugdo de 30% em peso de
poli(4-estireno de aménio-acido sulfénico) em &gua (10,0 g), e D-(+)-
galactose (2,25 g) sao dissolvidos em agua (4,75 g) para formar uma solu-
¢ao laranja. Ciba® Glascol® LS26 (4,75 g), preparado como descrito no e-
xemplo 1, é entdo adicionado lentamente a essa solugéo laranja e a ehulséo

laranja palida viscosa resultante é agitada por 1 hora. A formulacéo de re-
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vestimento é entdo aplicada por uma barra de revestimento de 12 um sobre
papel revestido e plano para fornecer um revestimento semitransparente e
transformado em-imagem usando-se um laser de IV CO; (comprimento de
onda: 10.600nm, poténcia: de 0,5 a 4 W, didmetro de feixe de laser: de 0,35
mm, velocidade de linha de 300 a 1000 mm/s) para fornecer uma marcagio
preta.
EXEMPLO 9 A

Sulfato de aménio (3,0 g) e D-(+)-Sacarose (3,0 g) sdo dissolvi-
dos em agua (8,5 g). Ciba® Glascol® C44 (9,5 g), que é uma emulsao a-
QUosa de autoreticulagéo a base de copolimero de estireno acrilico tendo um
teor de sodlido de 42% em peso de, e uma viscosidade de 25°C (Brookfield
20 rpm) de 200 mPa x s, é entao adicionado lentamente a essa solugdo e a
emulsao branca resultante é agitada por 1 hora. A formulagdo de revesti-
mento é entdo aplicada por uma barra de revestimento'de 12 um sobre pa-
pel revestido e plano para fornecer um revestimento semitransparente e |
transformado em imagem usando-se um laser de IV de CO; (comprimento
de onda: 10.600 nm, poténcia: de 0,5 a 4 W, diametro de feixe de laser: de
0,35 mm, velocidade de linha de 300 a 1000 mm/s) para fornecer uma mar-
cagao preta.
EXEMPLO 10

Sulfato de amébnio (3,0 g) e p-(+)-Sacarose (3,0 g) sdo dissolvi-

dos em'agua (8,5 g). Ciba® Glascol® E11 (9,5 g), que é uma solugéo & base
de acido poliacrilico tendo um pH de 2 a 2,5 e uma viscosidade de 25 °C
(‘Brookfield 20 rpm) de 2.000 a 4.000 mPa x s, é entdo adicionada lentamen-
te a essa solugdo e a solugdo clara resultante ¢ agitada por 1 hora. A formu-
lagdo de revestimento é entéo aplicada por uma barra de revestimento de 12
um sobre papel revestido e plano para fornecer um revestimento semitrans-
parente e transformado em imagem usando-se um laser de IV de CO; (com-
primento de onda: 10.600 nm, poténcia: de 0,5 a 4 W, diametro de feixe de
laser: de 0,35 mm, velocidade de linha de 300 a 1000 mm/s) para fornecer

uma marcacao escura de alto contraste.

EXEMPLO 11
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Uma solugcdo de 30% em peso de poli(4-estireno de aménio-
acido sulfénico) em &gua (10,0 g) e D~(+)-sacarose (3,0 g) sdo dissolvidos
em agua (1,5 g). A solugéo laranja resultante é entdo adicionada a Uma So-
lugado de 15% em peso de Poval 203, que é um alcool polivinilico vendido
por Kuraray, em agua (9,5 g) e a emulsdo viscosa resultante é agitada por 1
hora. A formulagdo de revestimento é entdo aplicada bor uma barra de re-
vestimento de 12 um sobr papel revestido.ou plano para fornecer um reves-
timento semitransparente e transformado em imagem usando-se u.m laser de
IV de CO2 (comprimento de onda: 10.600 nm, poténcia: de 0,5 a4 W, diame-
tro de feixe de laser: de 0,35 mm, velocidade de linha de 300 a 1000 mm/s)
para fornecer uma marcagao escura de alto contraste.

EXEMPLO 12 |

Sulfato de aménio (10,0 g) e b-(+)-sacarose (16,0 g) sdo dissol-

vidos em agua (24,0 g). Ciba® Glascol® LS26 (46,0 g), preparado como

descrito no exemplo 1, é entio adicionado e a emulsio branca resultante é
agitada por 2 horas. A formulagéo de revestimento é entdo aplicada por uma
barra de revestimento de 12 um sobre papel plano, revestido e colorido para
fornecer um revestimento semitransparente que néo afeta é tonalidade do
papel colorido e transformado em imagem usando-se um laser de IV de CO,
(comprimento de onda: 10.600 nm, poténcia: de 0,5 a 4 W, diametro de feixe
de laser: de 0,35 mm, velocidade de linha de 300 a 1000 mm/s) para forne-
cer uma marcag&o preta.
EXEMPLO 13

Sulfato de aménio (3,0 g) ¢ dissolvido em agua (11,5 g). Ciba®

Glascol® LS26 (9,5 g), preparado como descrito no exemplo 1, é entdo len-
tamente adicionado e a emuls&o branca resultante é agitada por 30 minutos.
A formulacdo de revestimento é entdo aplicada por uma barra de revesti-
mento de 12 um sobre papel revestido e plano para fornecer um revestimen-
to semitransparente e transformado em imagem usando-se um laser de IV
de CO, (comprimento de onda: de 10.600 nm, poténcia: de 0,5 a 4 W, dia-
metro de feixe de laser: de 0,35 mm, velocidade de linha de 300 a 1000

mmy/s) para fornecer uma marcagédo escura de alto contraste.
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EXEMPLOS DE 14 A 47
As composigdes dos exemplos de 14 a 47 sao listadas na tabela

1 abaixo. As composigdes s@o enchidas com agua completamente em um
peso total de 100 g. A quantidade de Glascol® LS 26 e o aglutinante do e-
xemplo 1B réfere-se a quantidade da emulsdo, que tem um teor de soélido de
46%, respectivamente, 49% em peso. A quantidade do componente adicio-

nal refere-se ao peso seco do componente adicional.

Exemplo | Ativador latente | Composto | aglutinante Camponente | pH
N2 de adicional
formacao
de carvao
14 Sulfato de aménio | Sacarose’ | Ciba® Glas- NaOH 9,5
79 15¢g col® LS26
4049
15 Sulfato de aménio | Sacarose’ Alcool - 5.4
' 59 15g polivinilico
59
16 Suifato de amoénio | Sacarose' | Alcool polivi- | 25% em peso | 8,1
' 59 159 nilico de aqueous
59 NH;3
17 Acido benzeno | Sacarose’ | Exemplo 1B - 7,96
sulfénico 15¢g 40¢g '
de amdnio '
11g _ _
18 Acido metano | Sacarose’ | Exemplo 1B - 8,37
sulfénico 15¢g 40g
de amdnio
. 12 g
19 Sulfito de aménio | Sacarose' | Exemplo 1B - 7,82
79 ‘ 15¢ 409
20 Sulfato de aménio | Sacarose’ Ciba® ALO;  |7,76
~ 79 15¢g Glascol® 79
LS26
409
21 Sulfato de aménio | Sacarose’ Ciba® Al(OH); [7,79
79 15¢g Glascol® 79 '
LS26
40 ¢
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Exemplo | Ativador latente | Composto | aglutinante |Camponen-| pH
Ne de te adicional
formacao
de carvao
22 Fosfato de Sacarose’ | Ciba® Glas- - 7.9
hidrogénio de 15 ¢ col® LS26
amonio 40 g
749 _
23 Fosfato de Sacarose' | Ciba® Glas-| 25% em 9,5
hidrogénio de 15¢g col® LS26 peso de
diamdnio 40 g NH3; aquo-
79 - 80
24 Fosfato de Sacarose’ | Ciba®.Glas-| 25%em | 7,7
hidrogénio de 15¢g col® LS26 peso de
diaménio 4049 NH;
49 ~ aquoso
25 Fosfato de Sacarose' | Ciba® Glas-| 25% em | 7,7
hidrogénio de 15¢ col® LS26 peso de
diaménio 40 g NH3; aquo-
12 g SO
26 Polifosfato de | Sacarose' | Ciba® Glas-| 25% em 7,6
amoénio 15¢ col® LS26 peso de
79 4049 NH;
aquoso
NH3
27 Acido fitico, Sacarose' | Exemplo 1B| 25%em | 7,75
sal de dodeca- 15¢g 40 g peso de
‘monio NH3
10,4 g aquoso
NH3
28 Acido fitico, sal de - Exemplo 1B | 25% em 7,7
dodecamonio 40 g peso de
10,4 g NH;z aquo-
le)
29 2-Aminoetil Sacarose' | Exemplo 1B - 8,67
amonioidrogénio 15¢ 40 g
fosfato
11g
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pH

Exemplo | Ativador latente | Composto | aglutinante |Camponen-
N2 de te adicional
formacao
de carvao _ _
30 Acido fosforoso, | Sacarose' | Exemplo 1B - 8,19
sal de diamédnio 159 40 g
99g¢g
31 Nitrilotris(acido | Sacarose' | Exemplo 1B - 7
metileno 15¢ 40 g
trifosfénico),
sal de pentaamé-
nio
12,79
32 acido Sacarose’ | Exemplo 1B| 25%em | 7,6
1-hidroxietileno 15¢ 40 g peso de
difosfénico, sal de NH; aquo-
diamonio SO
129 _
33 acido Sacarose’ | Exemplo 1B - 8,52
fenilfosfonico, sal 15¢g 40 g
de diaménio
12,19
34 acido Sacarose' | Exemplo 1B| 25% em | 8,24
metanofosfdnico, 159 409 peso de
sal de aménio | NHz aquo-
12,19 | ‘SO
35 acido Sacarose' | Exemplo 1B - 9,3
fenilfosfinico, sal 15¢g 40 g
de aménio
11g ‘ .
36 Sulfato de aménio | Sacarose' | Ciba® Glas-| SiO,” co- 8,24
79 15¢g col® LS26 loidal
, 409 749
37 | Sulfato de amdnio | Sacarose' | Ciba® Glas- | SiO°co- | 8,4
79 i5g col® LS26. loidal
' 20g 17,4 g
38 Sulfato de aménio | Sacarose’ | Ciba® Glas- | Talco bran- 7,58
109 15¢ col® LS26 co
40 g 79
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Exemplo| Ativador latente | Composto | aglutinante |Camponen-| pH
Ne |- de te adicional
formacao
de carvao
39 | Sulfato de amoénio | Sacarose' | Ciba® Glas-| Caulin 7,7
10g 15¢ col® LS26 74
4049
40 Sulfato de aménio | Sacarose' | Exemplo 1B | Sindicato | 7,35
79 . 15¢g 40 ¢ de Alumi-
' nio
79
41 Sulfato de amoénio | Sacarose' | Exemplo 1B | Oxidode | 7,36
79 159 409 Antiménio
' ' dopado
com mica®
59
42 Sulfato de aménio | Sacarose’ | Exemplo 1B| Oxidode | 9,6
79 -15¢ 40 ¢ estanho
(IV) dopado
com mica*
5g
43 acido tartarico, | Sacarose' | Exemplo 1B| 25%em | 7,94
sal de diaménio 159 409 peso de
12g NH3
: - | aquoso
44 Sulfato de aménio | Sacarose’ Ciba® Ciba® Mi- | 7,84
79 159 Glascol® | crosol®
LS26 Black 2-B
. 40 g 0,05¢
45 | Sulfato de amédnio | Sacarose’| Ciba® Ciba® Mi- | 7,9
79 15¢g Glascol® crosol®
LS26 Black
40 ¢ C-E20,05
g
46 Tiossulfato de | Sacarose’ | Exemplo 1B - 7,58
amonio 159 409
79
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Exemplo| Ativador latente | Composto | aglutinante. | Camponen-| pH
Ne de te adicional
formacao
_ de carvao
47 Tris(hidroximetil) | Sacarose' | Exemplo 1B| 25% em | 7,55
améniommetano 159 40 g peso de
amonio hidrogé- NH3
nio : aquoso
fosfato |
759

Tabela 1: 'sacarose signifca D-(+)-sacarose. 2 Vendida sob a
marca registrada Ludox® AS30, *Vendida sob a marca registrada Lazerflair®
825. *Vendida sob a marca registrada Ciba® Xymara® Silver Pearl S20,

As composigoes dos exemplos 14, 15, 16 17 e 18 fornecem alto
contraste, marcas escuras quando revestidas sobre papel e transformadas

em imagem usando-se um laser de IV de CO: (comprimento de onda: de

10.600 nm, poténcia: de 0,5 a 4 W, didmetro de feixe de laser: de 0,3’5 mm,

velocidade de linha de 300 a 1000 mm/s).
As composicdes dos exemplos 19, 20, 21, 23, 24, 25, 22, 26, 27,
29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 fornecem alto contraste, marcas escuras

quando revestidas ou sobre papel ou’sobre pelicula de poliéster e transfor-

madas em imagem usando-se um laser de IV de CO; IR (comprimento de
onda: de 10.600 nm, poténcia: de 0,5 a 4 W, diametro de feixe de laser: de
0,35 mm, velocidade de linha de 300 a 1000 mm/s).

| As composigbes dos exemplos 28, 30, 31, 32, 35, 42, 43, 44, 45,
46 e 47 fornecem alto contraste, marcas escuras quando revestidas sobre
pelicula de poliéster e transformadas em imagem usando-se um laser de IV
de CO; (comprimento de onda: 10.600 nm, poténcia: 0,5 a 4 W, diametro de '
feixe de laser: de 0,35 mm, velocidade de linha de 300 a 1000 mm/s).
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REIVINDICACOES

1. Composicdo de revestimento compreendendo um ativador
latente.

2. Composicao de revestimento da reivindicagdo 1, em que o
ativador latente é ou um sal de um &cido e uma amina, ou um derivado de
acido.

3. Composicdo de revestimento de acordo com a reivindicagéo 1
ou 2, em que o acido é selecionado do grupo que consiste em acidos inor-
ganicos, acidos orgénicos a base de enxofre, acidos organicos a base de
fésforo, acidos carboxilicos e suas misturas dos mesmos.

4. Composi¢do de revestimento de ‘acordo com qualquer uma
das reivindicagdes de 1 a 3, em que a amina é da férmula NR'R?R®, em que
R, R? e R® podem ser iguais ou diferentes e s&o hidrogénio, C1.a alquila, Cp.
30 alquenila, C4.g cicloalquila, Cs.g cicloalquenila, aralquila, aralquenila ou ari-
la, ou R1 é hidrogénio, Cy.3 alquila, C.30 alquenila, C4 cicloalquila, Cs.g Ci-
cloalquehila, aralquila, aralquenila ou arila e R? e R®, juntamente com o ni-
trogénio de uma amina da férmula NR'R?R® formam um anel de 5 a 7 mem-
bros, pelo que Ci.30 alquila, C2.3 alquenila, Cy.5 cicldalquila, Css Cicloalqueni—
la, aralquila e aralquenila podem estar ndo substituidas ou substituidas com
NR*R°R®, imino, ciano, cianamino, hidréxi e/ou Ci. alcéxi, e arila pode estar
substituida ou ndo substituida com NR*R°R®, ciano, cianamino, hidroxila, C.
6 alquila, e/ou Cy.4 alcéxi, em que R*, R® e R® podem ser iguais ou diferentes
e sao hidrogénio, C.¢ alquila, C4g-cicloalquila ou arila.

5. Composigao de revestimento de acordo com a reivindicag¢do 1

- ou 2, em que o derivado de &acido é um éster, amida, anidro ou tioéster do

acido como definido na reivindicagéo 3, em que todos os grupos OH &cidos
estdo substituidos com OR’, NR®R?, OC(0)R' ou SR"", pelo que R’, R?, R®,
R' e R'" sdo iguais ou diferentes e podem ser hidrogénio, C1.a alquila, Ca-s0
alquenila, Cy4.s cicloalquila, Cs.g cicloalquenila, aralquila, aralquenila ou arila,
pelo que Ci.3p alquila, Cx39 alquenila, C4g cicloalquila, Cs.g cicloalquenila,
aralquila e aralquenila podem estar substituidas ou ndo substituidas com

NR'?R'R™, halogénio, ciano, hidréxi e/ou Ci. alcoxi, e arila pode estar
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substituida ou n&o substituida com NR'?R'®R', halogénio, ciano, hidroxila,
C1.6 alquila, e/ou Cy.¢ alcdxi, em que R'?, R™ e R' podem ser iguais ou dife-
rentes e sao hidrogénio, Ci.¢ alquila, Cs.g-cicloalquila ou arila, com a condi-
¢do de que R’ ndo seja hidrogénio.

6. Composicao de revestimento de acordo com qualquer uma
das reivindicagbes de 1 a 5, em que a composigéo também compreende um
solvente.

7. Composi¢ao de revestimento de acordo com qualquer uma
das reivindicacbes de 1 a 6, em que a composicdo também compreende um
aglutinante polimérico. ' |

8. Composicdo de revestimento de acordo com qualquer uma
das reivindicagdes de 1 a 7, em que a composicao também compreende um
composto formador de carvao.

9. .Composi¢do de revestimento de acordo com a reivindicagéo
8, em que o composto formador de carvao é selecionado do grupo que con-
siste em carboidratos e seus derivados em que o grupo carbonila foi reduzi-
do aum 4grupo hidroxila.

10. Composi¢ao de revestimento de acordo com qualquer uma
das reivindicagdes de 1 a 9, em que a composi¢do também compreende
componentes adicionais.

11. Processo para a preparacdo da compos'igéo de revestimento
como definida em qualquer uma das reivindicagbes de 6 a 10, compreen-
dendo mistura de um ativador latente e de um solvente.

12. Substrato revestido com a composigcdo de revestiménto co-
mo definida em qualquer uma das reivindicagéés de 1a10.

13. Processo para a preparagdo de um substrato revestido, com-
preendendo a etapa de revestimento de um substrato com a composi¢éo
como definida em qualquer uma das reivindicagdes de 1 a 10.

-14. Processo para a preparag¢do de um substrato marcado, com-
preendendo as etapas de i) revestimento de um substrato com a composicéo
como definida qualquer uma das reivindicagdes de 1 a 10, e ii) exposicao

dessas partes do substrato revestido, onde uma marcacgdo é pretendida, a



energia a fim de gerar uma marcagéo.

15. Processo de acordo com a reivindicagdo 14 em que a ener-
gia € selecionada do grupo que consiste em irradiagdo de UV, IV, visivel e
microonda. ‘ |
_ 16. Processo de acordo com a reivindicagdo 15, em que a ener-
gia é irradiacdo de IV.

17. Substrato marcado, que é obtido pelo processo como defini-

do em qualquer uma das reivindicagdes de 14 a 16.
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. RESUMO
Patente de Inveng&o: "COMPOSICOES DE REVESTIMENTO COMPRE-
ENDENDO UM ATIVADOR LATENTE PARA A PRODUCAO DE SuBs-
TRATOS". ' :

A presente invengao refere-se a uma composigdo, que compre-
ende um ativador latente. Ela também refere-se a um processo para a pre-
paracdo dessas composigoes, substratos revestidos com essas composi-
¢des e um processo para sua preparagéo, um processo para a preparagdo
de substratos marcados usando-se essas composigdes e substratos marca-

dos obtenivies pelo ultimo processo.
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